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  環境低負荷型 

クエン酸ニッケルめっきの開発 
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１．目 的      

水質汚濁防止法施行令の改正によりホウ素が有害物質の対象となった
ため、ホウ酸を使用しない電気ニッケルめっき浴の開発を行いました。 

２．内 容 

① ホウ酸の代替としてクエン酸が有効であることを見出し、クエン酸
を用いたニッケルめっき浴（クエン酸浴）を開発しました。 

② 従来浴と同じ設備および条件で同等以上の特性が得られます。 

 

 

 

 

３．特 許 

 第３２６１６７６号（電気ニッケルめっき浴）  

表１ 従来浴とクエン酸浴の特性比較 

      

クエン酸浴の特性 ・溶存金属不純物による影響が少ない 
         ・光沢剤からの硫黄共析量が少ない 
         ・クロムめっきのつきまわり性が良好 
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